機械的強度に優れる高プロトン伝導性高分子電解質膜及びその製造方法 by unknown

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(17) JP 2009-67844 A 2009.4.2
10
フロントページの続き
(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｃ０８Ｆ 285/00     (2006.01)        Ｈ０１Ｂ  13/00    　　　Ｚ          　　　　　
   　　　　                                Ｃ０８Ｆ 285/00    　　　　          　　　　　
(72)発明者  陳　進華
            群馬県高崎市綿貫町１２３３番地　独立行政法人日本原子力研究開発機構　高崎量子応用研究所内
(72)発明者  前川　康成
            群馬県高崎市綿貫町１２３３番地　独立行政法人日本原子力研究開発機構　高崎量子応用研究所内
(72)発明者  浅野　雅春
            群馬県高崎市綿貫町１２３３番地　独立行政法人日本原子力研究開発機構　高崎量子応用研究所内
(72)発明者  吉田　勝
            群馬県高崎市綿貫町１２３３番地　独立行政法人日本原子力研究開発機構　高崎量子応用研究所内
Ｆターム(参考) 4F071 AH15  FB01  FB07  FC01 
　　　　 　　  4J026 AB22  AB26  AB34  AC15  BA01  BA07  BA17  BA40  BA45  BA46 
　　　　 　　        BA48  BA50  DB06  DB09  DB36  GA06  GA08 
　　　　 　　  5G301 CD01  CE01 
　　　　 　　  5H026 AA06  BB00  BB10  CX05  EE18  HH05  HH06 
